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Tagesordnungspunkt:

Halbleiter- und Nano-/Mikroelektronik-Industrie im Rhein-Kreis Neuss

Sachverhalt:

Die Halbleiter-Industrie steht aktuell im Fokus medialer Berichterstattung in Bezug auf Ihre
Relevanz fiir die globale Wirtschaft. In diesem Zusammenhang wird regelmaBig Uber die
Ansiedlungsbestrebungen groBer Konzerne der Chip-Fertigung in Europa und die damit
verbundenen, regionalen und Uberregionalen Beschaftigungs- und Wertschépfungseffekte
berichtet.

Die Ansiedlungsbestrebungen der Unternehmen werden intensiv durch die Europaische
Union und die Bundesrepublik Deutschland unterstitzt. Die aktuellen Aktivitaten zeigen, dass
die Investitionsbereitschaft der Unternehmen der Europaischen Union und des Bundes zur
Unterstiitzung der Ansiedlungsbestrebungen aktuell sehr hoch sind. Viele Regionen
interessieren sich daher fiir eine Ansiedlung von Unternehmen aus der Halbleiter- bzw.
Nano-/Mikroelektronik-Industrie, um von der Wertschdpfung und Beschaftigung in dieser
Zukunftsbranche flir die Menschen in den Regionen zuganglich zu machen und in der Region
zu profitieren.

Um den Rhein-Kreis Neuss in eine bestmdgliche Ausgangslage im Wettbewerb der Regionen
zu bringen, ist sowohl ein Verstandnis flir die Wertschépfungsketten innerhalb der Halbleiter-
und Nano-/Mikroelektronik-Industrie, als auch ein tieferes Verstandnis fir die Anforderungen
der Unternehmen an mdgliche Standorte notwendig.

Gleichzeitig mussen die regionalen und (Uberregionalen Entwicklungen und
(wirtschaftspolitischen) Strategien (z. B. EU Chips Act) verstanden werden, um rechtzeitig
die Unterstliitzungsmoglichkeiten durch die Europdischen Union, die Bundesrepublik
Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen bestméglich zu verstehen und spater in
Anspruch nehmen zu kénnen.

In einer Potenzialstudie zur Ansiedlung von Halbleiter- und Nano-/Mikroelektronik-Industrie
im Rhein-Kreis Neuss sollen u. a. folgende zentralen Fragestellung geklart werden:

e Wie ist die Halbleiterindustrie aufgebaut und welche (technologischen) Trends gibt
es?
e Wie ist die globale Situation in der Halbleiterbranche?
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e Bei welchen Unternehmen gibt es Ansiedlungsbestrebungen?

e Welche Bediirfnisse haben Akteure der Halbleiterbranche?

e Wie und womit konkret kann die Ansiedlung von Unternehmen durch Férderung
unterstutzt werden?

e Welche unternehmerischen sowie politischen Pldne (Roadmaps) sind da/kommen
demnachst?

e Erfassung der Situation im RKN: Welche Ressourcen sind verfligbar, welche kdénnen
erschlossen/verfligbar gemacht werden?

e Wie kann eine Ansiedlung aussehen (Match mit den vorhandenen Ressourcen)?
Erster Schritt Richtung Roadmap

e Welche Synergien ergeben sich fir die Halbleiteransiedlung bei Vorhandensein eines
maoglichen Hyperscalers?

Aufgrund der hohen Entwicklungsdynamik in dieser Technologie sollen die notwendigen
Prozesse zur Erarbeitung der Potenzialstudie zeitnah gestartet werden. Ein externer
Gutachter soll bis Ende 2023 beauftragt werden. Die Bearbeitungszeitraum betragt 9 Monate
ab Beauftragung. Zur Erstellung der Studie wird mit Kosten von 200.000,00 € gerechnet.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss fiir Strukturwandel und Arbeit empfiehlt dem Kreistag, der Bearbeitung des
Projektes ,Halbleiter- und Nano-/Mikroelektronik-Industrie im Rhein-Kreis Neuss" durch die
Verwaltung gemaB der in der Vorlage aufgeflihrten Eckdaten zuzustimmen.
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